Nanoparticulas (NPs) de metais nobres (e.g. Au e Ag), por possuirem alta probabilidade de absorgéo
de fotons via modos plasmonicos, tem gerado grande interesse principalmente para o desenvolvimento de
tecnologias na area de nanofotonica relacionada a transmissdo de informacdo e sistemas fotovoltaicos.
Um método alternativo de formar NPs metélicas embebidas em matrizes dielétricas ¢ através da Sintese
por Feixe de fons. No presente trabalho utilizou-se a técnica de implantagio idnica, onde ions de Ag
foram implantados em filmes finos de silica sobre Si (SiO,/Si). As amostras implantadas sdo submetidas a
dois tipos de tratamentos térmicos: i) envelhecimento, realizado em ar com baixa temperatura por longo
tempo e, ii) recozimento térmico realizado em ambiente de alto vacuo por curto tempo e alta temperatura.
O resultado ¢ a formacdo de NPs tanto no interior do filme de silica quanto na interface SiO,/Si. As
amostras foram analisadas utilizando-se as técnicas de Espectroscopia de Retroespalhamento de
Rutherford (RBS) e Microscopia Eletronica de Transmissdo (MET). Nesta apresentacdo serdo discutidos
os resultados relacionados a formagao, dissolucdo e redistribuicdo das nanoparticulas de Ag em silica.
Além disso, serd tragado um paralelo entre estes resultados e os obtidos para sistemas semelhantes,
formados por NPs de chumbo (Pb) sintetizadas sob as mesmas condigdes. Serdo apresentados, também, as

perspectivas e planos de continuagdo do trabalho.



